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RESUMEN

Se proporciona un método y sistema para limpiar una superficie usando radiacion
laser. En un ejemplo, un sistema para limpiar una superficie usando radiacion laser incluye
una fuente laser configurada para generar radiacién laser, la fuente laser configurada para
emitir radiacién laser en un modo de limpieza, el modo de limpieza caracterizado como un
modo de onda continua (CW) modulada que tiene un ciclo de trabajo inferior al 100 %, una
frecuencia de repeticion de impulsos superior a al menos 10 kilohercios (kHz) y una duracién
de impulso FWHM en un intervalo de 1 microsegundo (us) a 10 (milisegundos) ms inclusive,
una carcasa configurada como aparato portatil que dirige la radiacion laser a la superficie y

una fibra 6ptica que acopla el aparato portatil a la fuente laser.
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